Zalacznik nr 3 do uchwaty nr 82/L/2021 Senatu PW
Z dnia 24 lutego 2021 r.

P OLITEEGHNTIK A WA RS Z AW S K A
Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
INAZWA PODSTAWOWE] JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE] UCZELNI} (Gatineau 10 pt.)

DYPLOM

UKONCZENIA STUDIOW DRUGIEGO STOPNIA

wydany w Rzeczypospolitej Polskiej

{Imiona i Nazwisko} (Gatineau 20 pt.)

urodzony/a {dzied miesiac rok} roku, {miejsce urodzenia}
ukoriczyl/a studia {forma} drugiego stopnia na kierunku

{Nazwa Kierunku} (Gatineau 18 pt.)

specjalnosé — {Nazwa specjalnosci} (Gatineau 11 pt.)
o togdlnoakademickim/praktycznym} profilu ksztalcenia, przyporzadkowane dyscyplinie naukowe;j
{nazwa dyscypliny naukowej} (Gatineau 11 pt.)

z wynikiem {wynik studiéw} (Gatineau 15 pt.)

i uzyskal/a w dniu {dzied miesigc rok} roku tytul zawodowy

{nazwa tytulu} (Gatineau 18 pt.)

(Dziekan Wydziatu, Dyrektor Kolegium) (Rektor Politechniki Warszawskiej)

sucha pieczet
urzegdowa Uczelni

Fotografia

35% 45 mm (podpis absolwenta)

Nr dyplomu [numer]

Mata Eﬁucha
SRUOTIOS S .. L L Warszawa, dnia |dzierd miesiac rokl roku
E urzgdowa :

Uczelni
o [P lR |« |

Kywalifikacja pelna na poziomie
siddmym Polskiej Ramy Kwalifikacji
i europejskich ram kwalifikacji
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